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摘要(译)

提供一种超声成像设备。超声成像设备包括：数据获取单元，将超声信
号发送到对象的感兴趣区域（ROI），然后接收从对象的ROI反射的超声
回波信号;以及控制单元，至少计算剪切模量基于接收的超声回波信号，
ROI中的一个点和至少一个点的应变，并通过使用剪切模量和应变计算施
加到至少一个点的应力。
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